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1.1 logo podstawowe
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1.1 logo podstawowe
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1.2 wersje logo

1. wersja 
 podstawowa
2. wersja bez dopisku

Wersji bez dopisku
można używać na 
materiałach graficznych
jedynie w połączeniu  
z logo w wersji 
podstawowej

Logo
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1.3 geneza

Zaprojektowany znak graficzny 
to elegancki, minimalistyczny 
wordmark, który powstał 
na bazie fontu Atten New.

Litery M i U stanowią swoje 
lustrzane odbicia, a litera E  
została zmodyfikowana tak,  
aby swoją formą przypominała 
literę Z. Dla wszystkich liter 
zastosowany został efekt ścięcia, 
aby podkreślić wertykalne odbicie.

Logo
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1.4 strefa ochronna

Strefa ochronna logo 
to obszar, w którym nie 
powinny znaleźć się 
żadne inne elementy 
graficzne.

Dla znaku graficznego 
Muzeum KL Plaszow 
strefę ochronną wyznacza 
się za pomocą kwadratu  
A o boku równym 
odległości między literami 
U i M. 

Logo
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1.5 minimalna wielkość

Minimalna wielkość 
pełnego logo: 
6 mm wysokości

Minimalna wielkość 
logo bez dopisku: 
3 mm wysokości

Logo
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6 mm

3 mm



1.6 nieprawidłowe użycie

Przykłady  
nieprawidłowego  
użycia logo

Logo
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pattern

Bazą patternu 
są litery tworzące  
słowo MUZEUM
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font

ATTEN NEW

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź 
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Book 
Italic

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź 
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medium

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź 
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medium 
Italic

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź 
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bold

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź 
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Book

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź 
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ExtraBold
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kolor

CMYK
40,40,40,100

RGB
0,0,0

HEX
000000

CMYK
87,15,77,69

RGB
21,71,52

HEX
154734

PANTONE
3435 C
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CMYK
0,0,0,0

RGB
255,255,255

HEX
µµµ

CMYK
26,19,20,2

RGB
198,198,198

HEX
c6c6c6
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Motyw graficzny

Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie.
Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 - 1945) (w organizacji)
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